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KOKKUVOTE

Noudlus siinteetiliste poliikondensatsiooni vaikude jarele kasvab iga aastaga. Samuti laieneb
nende kasutusvaldkond. Seepérast pdoratakse suurt tdhelepanu ka okoloogilisele aspektile,
kuna vaigutoostuse pdhikomponendid on koérge toksilisusega P ja formaldehlud. Et
keskkonnamdju vahendada, vdib formaldehitdi asendada Ac-ga ning P asendada R-i voi veel
odavama tooraine — AR-iga. Perspektiivikas suund on vaigu saamine R-i ja Ac pdhjal. Ac
kasutamisel ristsidumise agendina tuleb arvestada, et see aldehiitd on madala

keemistemperatuuriga. Seda tuleb reaktsioonikeskkonda lisamisel arvesse votta.

Uurimuse kéigus saadud andmed naitavad, et kui fenoolsetel fraktsioonidel pdhinevate
vaikude stnteesil molekulide sidujana Ac-d kasutada, saadakse vaike, mille omadused on
sobilikud edasiseks kasutamiseks. See aldehdiid vdib olla alternatiiviks poliikondensatsiooni
vaikude saamisel formaldehuldiga. Nii laieneb nende kasutusala ning vaheneb siinteesi ja

edasise kasutamise keskkonnamaju.

Stlireeniga modifitseeritud ja resortsinoolil pdhineva vaigu omahinna alandamiseks voib osa
sellest asendada fenoolse fraktsiooniga REZOL, mis on (ks pdlevkivitdostuse

kdrvalprodukte.

Magistritdd teema on aktuaalne ning seda saab edasi arendada. Vdib uurida mitteorgaanilise
katalisaatori  (H2SO4) asendamist  alkulresortsinoolide  aralkiulimisprotsessis  ja
polukondensatsioonis selleks paremini sobivate orgaaniliste katallisaatoritega.

Uheks uurimisteemaks oleks vdinud olla nende kasutusalade kindlakstegemine, Kkus
stinteesitud vaike kdige paremini rakendada. Vaike, mille pehmenemistemperatuur on 6075 °
C, saab kasutada valuttostuses vormimisliivade tootmiseks. Madala
pehmenemistemperatuuriga (50-60 ° C) vaike kasutatakse elektriisolatsiooniplaatide
tootmiseks, mida kasutatakse elektroonikas ja lakitoostuses. Fenoplastide tootmiseks vdib

kasutada vaike, mille pehmenemistemperatuur on 100 °C.



